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(54) Title: DICOPPER (I) OXALATE COMPLEXES AS PRECURSOR FOR METALLIC COPPER DEPOSITION

(54) Bezeichnung: DIKUPFER(DOXALAT-KOMPLEXE ALS PRECURSOR ZUR METALLISCHEN KUPFERABSCHEI-

DUNG

(57) Abstract: The invention relates to dicopper (I) oxalate complexes, stabilised by means of neutral Lewis bases, such as alkenes
or alkynes and the use of dicopper (I) oxalate complexes as precursor for metallic copper deposition in which alkynes, alkenes,
triarylphosphines, CO and isonitriles are used as neutral Lewis bases.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft Dikupfer(I)oxalat-Komplexe stabilisiert durch neutrale Lewis-Basen wie Alkene
oder Alkine und die Verwendung von Dikupfer(I)oxalat-Komplexe als Precursor fiir die Abscheidung von metallischem Kupfer, in
denen als neutrale Lewis-Basen Alkine, Alkene, Triarylphosphine, CO und Isonitrile verwendet werden.



